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　　　Photo-resist ： 感光性耐食剤
光照射により化学変化を受け、現像液に対する溶解性が光があたった部分
とあたっていない部分で異なることよりパターン形成ができ、さらに残った皮
膜はエッチング液に対 して耐性を持つ材料

　　＜感光性材料フォトレジストとは？＞


